MOF — Metal Organic Frameworks (Estruturas Metalicas
Organicas)
SIFSIX-3

SIFSIX-3-Ni SENDO: MOF (Estruturas Metdlicas Organicas) se trata de uma classe de
materiais de caracteristica altamente porosa. Sdo formados pela interacdo entre ions
metdlicos e ligantes organicos. Possuem propriedades quimicas como: alta
cristalinidade, microporosidade permanente (em sua grande maioria), valores
elevados de area superficial, baixa densidade, boas estabilidades térmica e quimica,
além da possibilidade de funcionalizagao de seus poros. Isso confere a esses materiais
uma elevada capacidade de adsor¢ao de gases, como o CO2. Relacionado ao processo
de obtencdo deste, o mesmo é realizado em temperaturas entre 100 e 200°C, e os
reagentes utilizados sdo, correspondentes ao metal de interesse para a estrutura. Os
MOFs (Estruturas Metdlicas Organicas) sao uma classe de materiais porosos que tém
atraido grande interesse na ciéncia dos materiais devido as suas propriedades Unicas
e aplicacdes diversas. O SIFSIX-3 (SIF refere-se ao elemento de estrutura de silicio (Si)
e fldor (F), SIX: representa o fato de que o material contém grupos fluorados e o sufixo
"-3" indica uma das varias variantes ou fases do material) é um MOF notavel por sua
alta capacidade de adsorcdo de gases e estabilidade quimica, sendo particularmente

eficiente na captura de diéxido de carbono e gases acidos.
Forma fisica: Po.

Numero CAS: 1801992-25-5. (O CAS é uma nomenclatura internacional, ndo ha

traducdo).

Modelo: SIFSIX-3-Ni.

Marca: Metal Organic Framework (Estruturas Metalicas Organicas)
Lote: 1549.

APLICACAO DO BEM: O material serd utilizado como referéncia para comparagdo com
os resultados obtidos no desenvolvimento em escala de bancada a partir de reagentes
comerciais. Assim, sempre serao caracterizados o material sintetizado e comparado

com o comercial.
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Ficha Técnica — SIFSIX-3-Ni

Nome Quimico: SIFSIX-3-Ni
Formula Empirica: CgHsFsN4NiSi (Forma
Desidratada)

Tamanho de Particula: 3.1 micron (d50, difracdo a

laser)

Area de Superficie: 250-380 m?/g (BET)

Dados analiticos caracteristicos: Veja abaixo
(PXRD)

Armazenamento e ativagao recomendados: Este produto é estdvel ao ar ambiente e a umidade, portanto
ndo sdao necessarias condicdes especiais de armazenamento. No entanto, para garantir a qualidade do
material durante longos periodos de tempo, a novoMOF AG recomenda armazenar os produtos num
recipiente hermeticamente fechado sob atmosfera inerte. Recomenda-se armazenar os recipientes em
local escuro, seco, fresco e bem ventilado.

O produto n3o estd acionado para melhor manuseio, transporte e armazenamento. Agua e outras
moléculas hdspedes sdo inevitavelmente adsorvidas nos poros da estrutura e devem ser removidas
antes do uso. Mais informagdes podem ser encontradas em “Melhores Praticas para Sintese, Ativagdo e
Caracterizacdo de Estruturas Metal-Organicas” (Chem. Mater., 2017, 29, 26-39). Este produto pode ser
ativado a 150 °C sob pressao reduzida (por exemplo, forno a vacuo).
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